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Bekanntlich miissen gerasterte Klischees fiir den
Druck besonders zugerichtet werden. Bei den be-
kannten Verfahren werden im einfachsten Falle die
Klischees in den dunklen Bildpartien mit Papier-
blattern hinterlegt, deren richtige Gr68e, Dicke und
Lage durch einen Probedruck gepriift wird, oder
es wird vom Klischee ein Positiv in Metallgul
hergestellt, das durch Andriicken an die Riickseite
des Klischees dessen zusammenhingende, grofe
Schwirzungen wiedergebende Flichen hochhebt.
Der AbguB erfolgt dabei von dem nicht zugerich-
teten Klischee. Bei der Reliefitzung wird von: der
Bildvorlage eine ungerasterte Relieiplatte chemi-
graphisch hergestellt, die in den hellen Bildpartien
tiefer als in den dunklen Partiem geitzt ist. Diese
Reliefplatte wird beim Matern oder Drucken unter
das Klischee gelegt, so daf die kleinen, die Lichter

wiedergebenden. Rasterelemente  zuriickweichen
konnen und entlastet werden. Bei der Riickenitzung
wird von der Bildvorlage chemigraphisch ein
ungerastertes Relief auf der Riickseite des Klischees
erzeugt, so daf dessen Dicke an hellen Bildpartien
geringer als an dunklen ist. Dadurch werden die
kleinen Rasterelemente beim Matern oder Drucken
entlastet. In jedem Falle werden also die pyra-
miden- oder kegelférmig stehengebliebenen Raster-
punkte des Klischees, die der Wiedergabe der Lichter

dienen, dunch die Zurichtung unter die Druckebene

der {ibrigen, gréfleren Rasterflichen gebracht.

- Die Zurichtung des Klischees nach den bekann-
ten Verfahren erfordert nicht nur grofe Ubung und
Erfahrung, sondern ist besonders bei den chemi-
graphischen Verfahren sehr zeitraubend, da diese
aus mehreren Arbeitsgingen, wie fotografische
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Aufnahme, Anitzen und Tiefatzen, bestehen, Aufler-
dem muB auf genaue Deckung des Klischees mit

~ der Zurichtung geachtet werden.
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Es sind nun Verfahren zur Herstellung von
Klischees bekannt, die sich der Methoden der Bild-
telegrafie bedienen. Bei diesen Verfahren wird eine
Bildvorlage lichtelektrisch abgetastet und durch die
fotoelektrischen Strome ein Werkzeug gesteuert,
das beispielsweise ein ungerastertes Klischee gra-
viert. Der Hub des Gravierwerkzeuges variiert
dabei mit der Helligkeit der Bildvorlage. Ein
solches Klischee lieBe sich ohne weiteres als Relief-
platte zur Zurichtung eines gerasterten Klischees
verwenden. Das Verfahren weist jedoch die gleichen
Nachteile wie die Reliefitzung auf: Die Reliefplatte
muB beim Zurichten mit dem Klischee genau zur
Deckung gebracht werden; auBerdem ist der Mate-
rialverbrauch doppelt so grof als beim Verfahren
der Riickenitzung.

Nach dem Erfindungsgedanken wird deshalb die
Riickseite eines gerasterten Klischees zur Zurich-
tung reliefartig (Zhnlich wie bei der Riicken-
atzung, jedoch elektromechanisch) graviert; als
Vorlage fiir die lichtelektrische Abtastung dient
aber nicht das Bild, sondern die Vorderseite des
Klischees selbst. Da Abtast- und Graviersystem
erfindungsgemaB einander genau gegeniiberstehen,
ist stets die einwandfreie Deckung von Klischee und
Riickenrelief gewihrleistet. Bei dem erfindungs-
gemifen Verfahren wird der Hub des Gravier-
werkzeuges, das als Schneidstichel, Hobel, rotieren-
der Bohrer oder Friser ausgebildet sein kann, in
Abhingigkeit von der Grofe der Rasterelemente
des Klischees gesteuert, und zwar ist der Hub bei
der Abtastung der hellen Partien, also der kleinen
Rasterelemente, so grof und die Gravur so tief, dall
jene beim Druck geniigend entlastet werden. Die
Riickengravur erfolgt bei geniigend breitem Werk-
zeug in zusammenhingenden, ungerasterten Flachen.

Abgesehen von dem Vorteil der genauer Deckung
von Klischee und Zurichtung vereint das Verfahren
die Vorziige von Riickendtzung und _elektromecha-
nischer Gravur: Es tritt kein zusitzlicher Material-
verbrauch fiir Reliefplatten auf, und die Herstel-
lung der Riickengravur erfolgt in einem Arbeits-
gang von wenigen Minuten, bei geeigneter Aus-
bildung des Gerites sogar vollautomatisch. -

Wird an Stelle des Riickenreliefs eine besondere
Reliefplatte fiir die Zurichtung bevorzugt, so wird
ebenfalls die Vorderseite des Klischees abgetastet
und eine auf seiner Riickseite liegende Zurichte-
platte in der gleichen Weise graviert. Der Vorteil
der genauen Deckung von Klischee und Zurichtung
bleibt dabei gewahrt. 7

Nach der Erfindung wird die Oberfliche des
gerasterten Klischees fiir die Abtastung zweck-

‘maBigerweise spiegelnd poliert oder eingefarbt.

Die einzelnen Rasterelemente besitzen dann ein
anderes Reflexionsvermdgen als die sie numgebenden
Vertiefungen. ]
Rasterelementeein Lichtstrahl konstanter Intensitit,
so ist die Imtensitit des reflektierten Lichtes von
der GroBe der Flichenelemente abhingig. Dieses

Filit daher auf ein oder mehrere

Licht fallt in die Fotozelle der Abtastvorrichtung
und erzeugt den Steuerstrom fiir das Gravierwerk-
zeug. Bei schwarzer Einfirbung entsprechen die
GroBe der Flichenelemente und der Hub des Gra-
vierwerkzeuges einander. Ist die Klischeeoberfliche
weif eingefirbt, mull der Steuerstrom so umgekehrt
werden, daB kleinen Flichenelementen ein grofier
Hub entspricht. Um den Steuerstrom bei der Ab-
tastung von der Periodizitdt des Rasters freizu-
halten, wird ein Mittelwert iiber die GroBe mehrerer
Rasterelemente dadurch gebildet, dafl entweder in
den Stromkreis des Steuerstromes Verzogerungs-
glieder eingeschaltet werden oder ein groBer Ab-
tastlichtfleck gleichzeitig mehrere Flichenelemente
beleuchtet. Da sich jedoch ein pulsierender Strom
leichter als ein Gleichstrom verstdrken 1dBt, kann
der Abtastlichtstrahl durch eine rotierende Loch-
scheibe bzw. der Fotostrom durch einen besonderen
Oszillator mit einer hohen, aber beliebigen Fre-
quenz moduliert und nach der Verstirkung demodu-
liert werden. Das Klischee wird (gegebenenfalls
mit aufgelegter Zurichteplatte) von Hand oder
mittels eines an sich bekannten Motorantriebes an
der Abtast- und Graviervorrichtung vorbeigefithrt,
bis nacheinander alle Gebiete der Riickseite graviert
sind.

In der Zeichnung ist zur weiteren Erlduterung
des Erfindungsgedankens eine Ausfithrungsform
der Erfindung dargestellt.

Auf einem Tisch 1, der in der Mitte eine Aus-
sparung hat, liegt ein Rahmen 2, in den eine Glas-
platte 3 eingesetzt ist. Der Rahmen wird mittels
eines in der Figur nicht dargestellten Antriebes in
aufeinanderfolgenden Zeilen diber die Aussparung
des Tisches 1 gefithrt. Awuf der Glasplatte 3 liegt
das Klischee 4, dessen weiB eingefarbte Vorderseite
nach unten zeigt. Bine Gliihbirne 5 beleuchtet iiber
eine Linse 6 eineLochblende 7, die iiber eine weitere
Optik 8 auf die Vorderseite des Klischees 4 ab-
gebildet wird. Ein Motor g treibt die Lochscheibe
10 an, die den Strahlengang perniodisch unterbricht.
Zwei Fotozellen 11 fangen das vom der Klischee-
oberfliche diffus reflektierte Licht auf und setzen
die Lichtimpulse in Stromimpulse um. Die foto-
elektrischen Stréme werden im Verstirker 12 ver-
stirkt, In einer weiteren Stufe 13 werden sie so
umgekehrt, daB einer groflen Helligkeit des reflek-
tierten Lichtes ein kleiner Steuerstrom entspricht.
Der Fotostrom wird im Gleichrichter 14 demodu-
liert und einem Magneten 15 zugefiihrt. Um das
Lager-16 ist ein Hebel 17 drehbar, der beispiels-
weise einen rotierenden Friser 18 tragt. Der
Friser 18 wird mittels eines Riemens 19 iiber die
Unmlenkrolle 20 von einem Motor 21 angetrieben.
Der Friser 18 steht dem Abtastlichtfleck der opti-
schen Anordnung 5, 6, 7, 8 genau gegeniiber. Das
vordere Ende des Hebels 17 trigt einen Weich-
eisenkern 22, der gegen die Kraft der Feder 23 von
dem Magneten 15 angezogen werden kann. Nach
oben hin wird die Bewegung des Hebels 17 durch
denn Anschlag 24 begrenzt. Selbstverstiandlich sind
auch andere elektromagnetische oder elektrodyna-
mische Systeme 15/22 verwendbar.
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Die Grofe der Blende 7 ist so bemessen, daf der
durch sie begrenzte Lichtfleck auf der Vorderseite
des Klischees 4 mehrere Rasterelemente umfafBt.
Dadurch wird ein Mittelwert {iber die Grofe meh-
rerer Rasterelemente gebildet, deren mittlere Fliche
die Intensitit des reflektierten Lichtes bestimmt.
Je kleiner die Fliche der Rasterelemente ist, desto
geringer wird der fotoelektrische Strom und desto
groBer wird der Steuerstrom hinter der Umkehr-
stufe 13. Infolgedessen wird bei der Abtastung
kleiner Rasterelemente der Hebel 17 vom Magneten
15 stark angezogen, so daf der Friser 18 eine dicke
Schicht aus der Riickseite des Klischees 4 herawus-
graviert. Bei der Abtastung groBer Rasterelemente
bleibt dagegen die Riickseite des Klischees 4 unbe-
arbeitet. In den Zwischenwerten ist die GroBe des
Hubes entsprechend.

Durch die reliefartige Gravur auf der Riickseite
des gerasterten Klischees konnen die kleinen Raster-
punkte beim Matern oder beim Drucken nach
hinten zuriickweichen und werden entlastet. Die
Spitze dieser Rasterpunkte bleibt deshalb unbe-
schadigt.

Durch Abwandlung der in der Figur dar-
gestellten Ausfithrungsform 148t sich ein besonders
einfaches Gerit zur Verwirklichung des Erfin-
dungsgedankens schaffen. Die Abtastvorrichtung
wird oberhalb und die Graviervorrichtung unter-
halb des Tisches 1 angeordnet, wobei beide Vor-
richtungen wieder zueinander zeigen. Das Klischee 4
liegt dann (unter Fortfall der Glasplatte 3) mit
seiner gerasterten Seite nach oben zeigend auf der
Tischplatte 1. Es wird mit der Hand unter dem
Abtastlichtfleck hin und her gefiihrt. Da das ge-
rasterte Klischee und der Lichtfleck fiir den Be-
dienenden sichtbar sind, konnen die Stellen des
Klischees ausgesucht werden, die die Lichter ent-
halten. Unter leichtem Andriicken des Klischees 4
gegen den Tisch 1 wird die Riickseite mit licht-
elektrischer Steuerung graviert. Die Bearbeitung
der iibrigen Partien des Klischees kann unter-
bleiben. Auf diese Weise kommt nicht nur der
mechanische Antrieb der Abtastbewegung in Fort-
fall, sondern die Bearbeitungszeit wird erheblich
verkiirzt.

PATENTANSPRUCHE:

1. Verfahren zum Zurichten gerasterter
Klischees, dadurch gekennzeichnet, daff Raster-
elemente auf der Vorderseite des Klischees ein-

zeln oder zu1 mehreren lichtelektrisch abgetastet
werden und gleichzeitig in Abhingigkeit von
der Grofie der Rasterelemente ein der Abtast-
vorrichtung gegeniiberstehendes Werkzeug ge-
steuert wird, das die Riickseite des Klischees
oder eine zusitzliche Zurichteplatte graviert.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daf das Klischee (gegebenenfalls
mit der Zurichteplatte) an der Abtastvorrich-
tung vorbeigefithrt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch
gekennzeichnet, daB die Intensitit des Abtast-
lichtstrahls von der Gré8e der Rasterelemente
beeinflufit wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, dadurch
gekennzeichuet, daB die Klischeeoberfliche spie-
gelnd poliert zum Abtasten verwendet wird.

5. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, daB die Klischeeoberfliche ein-
gefirbt zum Abtasten verwendet wird.

6. Verfahren nach Anspruch 1 bis §, dadurch
gekennzeichnet, daf einv Mittelwert der Intensi-
tit des reflektierten Abtastlichtstrahls iiber die
GréBe mehrerer Rasterelemente gebildet wird.

7. Verfahren nach Anspruch 1 bis’6, dadurch
gekennzeichnet, da die Mittelwertbildung durch
einen Abtastlichtfleck erzeugt wird, dessen
Durchmesser grofier als der Abstand zweier
Rasterelemente ist.

8. Verfahren nach Anspruch 1 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, daB die Mittelwertbildung durch
elektrische Verzogerungsglieder im Fotozellen-
stromkreis erzeugt wird. :

9. Verfahren nach Anspruch 1 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, daB der Abtastlichtstrahl zu-
sitzlich moduliert wird.

10. Verfahren nach Anspruch 1 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, daB der fotoelektrische Strom
zusitzlich moduliert wird.

11. Verfahren nach Anspruch 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, daB der fotoelektrische
Strom nach der Verstirkung demoduliert wird.

12. Verfahren nach Anspruch 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, daf der Hub des Gravier-
werkzeuges durch den fotoelektrischen Strom
gesteuert wird.

13. Verfahrem nach Anspruch 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dafi bei Einfirbung der
Klischeeoberfliche mit weifier Farbe die Zu-
ordnung der Grofien von Hub und fotoelektri-
schem Strom umgekehrt wird.
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